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摘要(译)

一种图案化缝隙片组件，用于执行沉积工艺以在基板上以所需的精细图
案形成薄膜。图案化缝隙片组件包括：图案化缝隙片，其具有多个狭缝;
框架，其与图案化缝隙片结合以支撑图案化缝隙片;以及支撑单元，包括
允许移动或固定以支撑图案化缝片的上部构件。当重力施加到图案化缝
隙片上时图案化缝隙片和比上部构件更远离图案化缝片设置的下部构
件，其中上部构件固定在下部构件上。
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